
 

 

Na kolejnym posiedzeniu 

Oddziału Wrocławskiego 

Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 

połączonym z Seminarium Fizyki 

Politechniki Wrocławskiej, 

które odbędzie się 

w poniedziałek 1 grudnia 2025 r. 

o godz. 11:15 

 w sali 322 budynku A-1 

na Wybrzeżu St. Wyspiańskiego 27 

Prof. Jarosław Serafińczuk 
 

Katedra Inżynierii Materiałów Półprzewodnikowych, Wydział 

Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska 

wygłosi wykład pt.: 

 

”X-Ray diffraction – XRD laboratory at the 

Department of Semiconductor Materials Engineering” 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

Przewodnicząca Zarządu 

Oddziału Wrocławskiego PTF 

dr hab. Ewa Dębowska 

 


